
1) Inductively Coupled Plasma
2) Ionenselektive Elektrode

Bad Substrat

Analytik der Oxsilan®-Technologie
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Oxsilan® Performance auf Lacksystemen

Oxsilan®-Typ 1 Oxsilan®-Typ 2

Sehr gut

Weniger 
gut

KTL Pulver
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Chemie der Oxsilan®-Technologie
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Verbesserung Lackhaftung und Korrosionsschutz

200 mg/l 400 mg/l

CRS Bleche nach 10 Runden VDA-KWT und Steinschlag

0 mg/l
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Unterwanderung auf CRS: Zirkon-basierte Vorbehandlung + KTL (nach 15 Runden GMW 14872)
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Technologievergleich auf verschiedenen Substraten

Verfahren: Oxsilan® 9831 

Lackaufbau: KTL, Füller, Decklack 

Lackdicke: ~ 100 µm

Prüfungen: 24 Monate Freibewitterung + NaCl
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